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アプリケーション例

「Agilent7700sによる超純水へのホウ素の影響」
（弊社開発センターによる）
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・・・汲置き超純水

・・・リンスポート(A)を使用
※ホウ素濃度は表記の
　検量線により算出した濃度

左のグラフは、弊社開発センター
のクリーンルーム内にて
　  汲置き超純水
　  リンスポート(A)
の2種類の超純水を準備し、
ICP-MSへ導入したものです。
クリーンルーム内におけるホウ素
の汚染を比較したところ、汲置き
超純水は雰囲気からの影響を大
きく受けましたが、リンスポートを
使用した場合は汚染もなく安定し
ています。
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